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Dzialanie chemicznych $rodkéw czyszczacych
polega na usuwaniu z powierzchni przedmiotow
staltych wszelkich zanieczyszczen, badz tez pew-
nych produktéw przemiany tworzywa pod wply-
wem czynnikéw zewnetrznych., Jednym z cze-

Sciej wystepujacych zanieczyszczen sg tluszcze-

i smary, przenoszone na przedmioty za posred-
nictwem rak. Niewidoczne czgstki tluszczu
i smaréw sa czynnikiem wigzacym dla pylu,
wlékien, rdzy itd., ktére bywaja niejednokrotnie
siedliskiem bakterii.

Zadaniem dobrych Srodkéw czyszczacych jest
usuwanie tych wszystkich zanieczyszczen, bez
uszkodzenia powierzchni czyszczonego przed-
miotu.

Dotychczasowe sposoby chémicznego ~oczy-
szczania zabrudzonych przedmiotéw polegaly na
stosowaniu §rodk6w o dziataniu czysto mecha-
nicznym, badz tez takich samych $rodkéw z do-
datkiem czynnikéw o dzialaniu chemicznym, np.
amoniaku lub stabo zdysocjowanych kwasow
organicznych np. ‘kwasu szczawiowego, ewen-
tualnie soli szczawikowej. Skuteczne dzialanie ta-
kich mieszanin bylo mozliwe tylko w obecnos-

ci wody. Tego typu Srodki czyszczace mialy po-
wazne wady. W przypadku stosowania amonia-
ku otrzymywatlo si¢ pasty lub mleczka o nie-
przyjemnym zapachu, ktére nalezato przecho-
wywaé w hermetycznych naczyniach. Dodatek
kwas6éw organicznych, lub ich soli- kwasnych,
stwarzal niebezpieczenistwo rozpuszczania pow-
lok ochronnych, nakladanych na pewne wyroby
metalowe sposobem galwanicznym. Pewne typy
takich powtok, np. mosiezne ulegaly szybkiemu
niszczeniu pod wplywem kwaséw organicznych.

Srodki takie, w zastosowaniu do czyszczenia
stopéw, dziataly selektywnie na pewne skladni-
ki stopu, wytrawiajac je, przez co oczyszczony
przedmiot nabieral innej barwy. Inng wadg ta-
kich $rodkéw czyszczacych byla koniecznos¢
bardzo starannego usuwania resztek S$rodka
czyszczacego z oczyszczanej powierzchni. Ze
wzgledu na obecno$¢ amoniaku lub kwasu Srod-
ki takie musialy zawieraé znaczne ilosci wody,
co bylo w uzyciu o tyle niewygodne, ze powo-
dowalo czeste zabrudzenia odziezy, podlogi
i innych przedmiotoéw znajdujacych sie w sa-
siedztwie.



Inne $rodki stosowane do czysztzenia metali
zawierajg czesto sole alkaliczne stabych kwa-
séw, np. weglowego, fosforowego, borowego i in-
nych, ktére dzialaja lagodniej niz amoniak, ale
nie dajg dobrych wynikéw je$li chodzi o czy-
szczenie przedmiotéw niemetalowych.

Przedmiotern wynalazku jest $rodek do cey-=
szczenia, ktory pozbawiony jest wad wyrhie-
nionych towyzej.

Chemicznie czynnym skladnikiem $rodka czy-
szczgcego wedlug wynalazku jest trudno lotna
amina, ktéra -obok grupy aminowej zawiera jed-
dg lub wiecej grup wodorotlenowych. Amina
spelia tu podwdjng role: jest czynnikiem la-
godnie wytrawiajacym powierzchnie metalowe,
a jednoczesnie jest uniwersalnym rozpuszczalni-
kiem polarnym posiadajacym ponadto wtasci-
wosci emulgujgce. Obok aminy $rodek czy-
sz¢zacy zawiera jeden z typowych emulgatorow
jak mydlo alkaliczne, s6l alkaliczna kwasu sul-
fonowego, lub wyzszy alkohol sulfonowany.

Jako skladnik rozpuszczajacy zanieczyszczenia
o charakterze tluszczéw lub smaréw zawiera
weglowodory alifatyczne lub aromatyczne posia-
dajgce 6 —9 atoméw wegla w czasteczce. Dobre
wyniki uzyskuje sie dodajac w tym celu mie-
szanine rozpuszczalnikéw wymienionych typow.

Srodek wedlug wynalazku moze zawieraé row-
niez wapno wiedenskie lub drobno sproszkowa-
ng krzemionke, pumeks, krede, ziemie okrzem-
kowa, talk, baryt itp., ktdrych zadaniem jest
szybsze rozluznianie zwartej struktury stalych
zanieczyszczen odrywanych od podloza przez
skladniki wymienione poprzednio.
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Srodek osadzony jest na nos$niku z materiatu
widknistego, np. na wacie, dzieki czemu jest
on wygodny i ekonomiczny w uzyciu. Zanie-
czyszczong powierzchnie czysci sie przez pocie-
ranie 6dpowiednio duzym tamponem zawiera-
jadym stodek czyszczacy az do uzyskania czy--
stego podloza. Czynnoscia zakonczajacg proces
czyszczenia jest zmycie przedmiotu wodg i wy-
tarcie suchg tkaning.

Zastrzezenia patentowe

1. Srodek do chemicznego czyszczenia po-
wierzchni zwlaszcza metalowych nadajacy
si¢ do stosowania zwlaszcza po osadzeniu go
na nosniku z materialu widknistego, znamien-
ny tym, ze obok innych znanych sktadnikow
czyszczgcych zawiera amine posiadajgca gru-
pe lub grupy wodorotlenowe.

2. Srodek wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
zawiera skladniki spelniajgce role emulgato-
ra i zwilzacza powierzchni.

3. Srodek wedtug zastrz. 1, 2, znamienny tym,
ze zawiera rozpuszczalnik organiczny sklada-
jacy sie z weglowodorow o 6—9 atomach
wegla w czgsteczce.

4. Srodek wedlug zastrz, 1 — 3, znamienny tym,
2e zawiera drobno sproszkowang substancje
nierozpuszczalng w pozostalych skladnikach
srodka czyszczgcego, jak wapno wiedenskie,
krzemionke stracang lub substancje podob-
na.
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